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미국-일본, 특허 동시심사 합의

미국과 일본은 양국에 출원된 특허에 대해 거의 동시에 심사를 통해 특허를 부여하는 새로운 제도를 도입하

기로 합의했다.

일본 특허청과 미국의 특허상표청은 특허의 내용과 심사 정보를 사전에 공유해 사실상 양국이 공동으로 특

허를 부여하는 체제를 갖추게 된다.

미-일 양국은 2008년 가을부터 일부 첨단 분야에서 신 제도를 시험적으로 실시한 후 2009년 이후 대상 분

야를 확대할 방침이다. 양국 특허당국은 심사정보를 사전에 공유하기 위해 시스템을 상호 접속하게 된다.

제도가 성공하면 비슷한 움직임이 세계 각국으로 확대될 것으로 전망되고 있다.

<화학저널 2008/09/26>


